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Uchwała nr 4/65
[bookmark: _GoBack]Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Z dnia 23 kwietnia 1965 r.
W sprawie utworzenia Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych. 
Na podstawie art. 32 ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk /Dz.U. z 1963 r. nr 40. Poz. 226/ Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala co następuje: 
1. Tworzy się Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych z siedziba we Wrocławiu. 
2. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych przejęło: 
Zakład Niskich Temperatur we Wrocławiu wchodzący dotychczas w skład Instytutu Fizyki oraz 
Zakład Fizykochemicznych Badań Strukturalnych utworzony na podstawie uchwały nr 4/63 Prezydium PAN z dnia 23 lutego 1963 r. w sprawie wydzielenia z Instytutu Chemii Fizycznej PAN Zakładu Fizykochemicznych Badań Strukturalnych i powołania tego Zakładu jako odrębnej placówki naukowej. 
3. Statut instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych oraz zakres i sposób zabezpieczenia jego potrzeb finansowych i inwestycyjnych ustali Sekretariat Naukowy PAN. 
4. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Rady Ministrów na utworzenie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych. 
Za zgodność 
/-/ H. Filipowicz 
/Helena Filipowicz/ 
St. Radca Biura Prezydialnego PAN 
Za zgodność: 
Podpis 
/J. Żytowiecki/ 
Dokument opatrzony pieczęcią Instytutu oraz pieczęcią za zgodność wraz z własnoręcznym podpisem, pieczęcią za zgodność i pieczęcią imienną Samodzielny Referent ds. Osobowych wraz z własnoręcznym podpisem Grażyny Ojrzyńskiej.
